REIVINDICACIONES

1. MASCARILLA LIGERA, CON AJUSTE PERIMETRAL HERMETICO A ROSTRO Y
SISTEMA DE MAYOR COBERTURA FACIAL CON ANTIEMPANE. Compuesto
por visor (2) arriba y tapa nariz/boca (3) abajo, con tiras de sujecion atras
(11), caracterizado por mascarilla (1) con empaque de ajuste superior (4) e
inferior (5), entre estos y horizontal se halla la barrera anti empafiado (6), con el gancho
gafas (12), arriba se halla la valvula de alivio (7), abajo y al centro del tapa nariz/boca (3)
esta la boquilla de direccionado (9), contiguo el ducto de exhalacion (10), opuesto se halla
el compartimiento de aditivo (8).

2. MASCARILLA LIGERA, CON AJUSTE PERIMETRAL HERMETICO A ROSTRO Y
SISTEMA DE MAYOR COBERTURA FACIAL CON ANTIEMPANE seglin
reivindicacion 1, caracterizado por mascarilla (1), propiamente dicha que cubre
entre el 60 y 100% el rostro, dsea desde la parte alta de la frente, justo
donde empieza el cuero cabelludo hasta mas alla de la barbilla 0 mentdn
junto a la regidn suprahioidea del cuello y a lo ancho desde la frente pasando

por la sien hasta el borde de la mandibula inferior entre cara y cuello.

3. MASCARILLA LIGERA, CON AJUSTE PERIMETRAL HERMETICO A ROSTRO Y
SISTEMA DE MAYOR COBERTURA FACIAL CON ANTIEMPANE seglin
reivindicacion 1, caracterizado por empaque de ajuste superior (4) con un espesor
mayor a la lamina del visor (2).

4. MASCARILLA LIGERA, CON AJUSTE PERIMETRAL HERMETICO A ROSTRO Y
SISTEMA DE MAYOR COBERTURA FACIAL CON ANTIEMPANE seglin
reivindicacion 1, caracterizado por empaque de ajuste inferior (5) con un espesor
mayor a la lamina del tapa nariz/boca (3).

5. MASCARILLA LIGERA, CON AJUSTE PERIMETRAL HERMETICO A ROSTRO Y



SISTEMA DE MAYOR COBERTURA FACIAL CON ANTIEMPANE, segln
reivindicacion 1, caracterizado por una barrera anti empafiado (6), hacia adentro
con una altura del 50% hasta el doble, del empaque de ajuste (4) o (5).

. MASCARILLA LIGERA, CON AJUSTE PERIMETRAL HERMETICO A ROSTRO Y
SISTEMA DE MAYOR COBERTURA FACIAL CON ANTIEMPANE, segin
reivindicacion 1, caracterizado por que la valvula de alivio (7), es una perforacion
con malla.

. MASCARILLA LIGERA, CON AJUSTE PERIMETRAL HERMETICO A ROSTRO Y
SISTEMA DE MAYOR COBERTURA FACIAL CON ANTIEMPANE segin
reivindicacion 1 caracterizado por boquilla de direccionado (9), con una altura
en paredes menor a la de los empaques de ajuste (4) o (5).

. MASCARILLA LIGERA, CON AJUSTE PERIMETRAL HERMETICO A ROSTRO Y
SISTEMA DE MAYOR COBERTURA FACIAL CON ANTIEMPANE segin
reivindicacion 1, caracterizado por que el ducto de exhalacion (10), se halla hacia
la parte baja y a un lado en el tapa nariz/boca (3).

. MASCARILLA LIGERA, CON AJUSTE PERIMETRAL HERMETICO A ROSTRO Y
SISTEMA DE MAYOR COBERTURA FACIAL CON ANTIEMPANE seglin
reivindicacion 1, caracterizado porque el gancho gafas (12), esta afuera y es una

L con la linea vertical y paralela mas larga que la perpendicular al visor (2).

10.MASCARILLA LIGERA, CON AJUSTE PERIMETRAL HERMETICO A ROSTRO Y

SISTEMA DE MAYOR COBERTURA FACIAL CON ANTIEMPANE segin
reivindicacion 1, caracterizado porque la mascarilla (1) es de forma expandida, con

los cuatro extremos redondeados.
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